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Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Liniensystem, insbesondere zur Markierung von Sportplétzen, z.B. Tennisplatzen. Das Liniensystem beinhaltet
ein erstes bzw. unteres Profilteil (13, 13", 13") und ein zweites bzw. oberes Profilteil (15, 15', 15"), wobei das erste Profilteil (13, 13', 13") als
bodenseitige Stuitzhalterung fir das zweite Profilteil (15, 15', 15") dient, das erste Profilteil (13, 13') eine longitudinale Bodensttitzstruktur (63, 63)
mit einer ersten longitudinalen Greifstruktur (25, 25', 27, 27') und das zweite Profilteil (15, 15') eine longitudinale Leistenstruktur (61, 61') mit einer
zweiten longitudinalen Greifstruktur (21, 21", 23, 23') aufweist, die Greifstrukturen (21, 21", 23, 23', 25, 25', 27, 27') derart aufeinander abgestimmt
sind, dass jene des einen Profilteils in jene des anderen Profilteils eingreift. Erfindungsgemass ist vorgesehen, dass die erste longitudinale
Greifstruktur (25, 25', 27, 27') derart Gber die longitudinale Bodenstitzstruktur (63, 63') hinausragt, dass im zusammengesetzten Zustand der
Profilteile die erste longitudinale Greifstruktur (25, 25', 27, 27') die longitudinale Leistenstruktur (61, 61') und damit das zweite Profilteil (15, 15')
Uber der Bodenstltzstruktur (63, 63') und von der Bodenstitzstruktur (63, 63') beabstandet tragt.Der Vorteil dieses Liniensystems liegt darin,
dass es sich durch Bearbeiten des unteren Profilteils (13, 13", 13") - insbesondere z.B. in verlegtem Zustand - einer durch Abnutzung reduzierten
Kunstrasenhdhe anpassen lasst.Es ist insbesondere vorgesehen ein Liniensystem bereitzustellen, das derart ausgefihrt ist, insbesondere dessen
unteres Profilteil (13, 13', 13") derart ausgefuhrt ist, dass es abtragend bearbeitbar ist, insbesondere wenn es auf einem Platz ausgelegt ist, um
nach der abtragenden Bearbeitung eine weniger hohe Markierungslinie zu definieren als vor dem Abschleifen. Damit ist das Liniensystem einer sich
abnutzenden Kunstrasenhdhe bzw. einer sich verringernden Kunstrasenhdhe anpassbar.
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